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Rio de Janeiro, 15 de Margo de 2024.

MINISTERIO DA EDUCACAO
SECRETARIA DE EDUCAGAQ PROFISSIONAL E TECNOLOGICA
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAGAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO RIO DE JANEIRO - IFRJ
PORTARIA DE PESSOAL/IFRJ N° 867, DE 15 DE MARCO DE 2024

O REITOR SUBSTITUTO DO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAGAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO RIO DE
JANEIRO, nomeado nos termos da Portaria n.° 1760, de 03 de outubro de 2022, publicada no DOU de 07 de
outubro de 2022, no uso de suas atribuicdes legais e regimentais, e tendo em vista o Decreto n° 11.072/2022, a
Instrugdo Normativa do MGI n°® 24/2023, e a Resolugdo do CONSUP N° 150/2023 e o processo eletrénico n°
23829.000021/2024-72, resolve:

Art. 1° Autorizar a adesdo do(a) Servidor(a) Renan Costa Venancio, SIAPE 3310809, ocupante do cargo de
Assistente em Administracdo, ao Programa de Gestdo e Desempenho (PGD), do Instituto Federal de Educacgao,
Ciéncia e Tecnologia do Rio de Janeiro (IFRJ), na modalidade presencial.

Art. 2° O servidor devera manter atualizadas junto a Chefia imediata todas as informagbes necessarias ao contato,
que se referem a enderego, endereco eletronico e telefone utilizados para a comunicagao institucional.

Art. 3° Esta portaria entra em vigor na data de sua assinatura.

(Autenticado em 18/03/2024 15:56 )
LUIZ FERNANDO SILVA CALDAS
REITOR
1450269

Para verificar a autenticidade deste documento entre em https://sipac.ifrj.edu.br/documentos/ informando seu
numero: 297, ano: 2024, tipo: PORTARIA, data de emisséo: 15/03/2024 e o cédigo de verificagao: 2b39891f8d
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